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Purtator pentru Tnregistrarea imaginilor Tn raze X, care contine un substrat din lavsan, pe care sunt depuse consecutiv
un strat conductibil semitransparent din crom, un strat fotosensibil pe baza de semiconductor calcogenic sticlos
(As2S3)0,9(SnSe)0,1, si un strat termoplastic pe baza de copolimer din butilmetacrilat si stiren, cu posibilitatea
nregistrarii imaginilor cu modificari fotoinduse n raze X, urmata de dezvoltarea termoplastica a unei imagini
ascunse.



